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Subtek Velcro™ = e g e

Segmento UG,. operaciones de carguio en tiros de
Produccion realce y banqueo.

+ Menor dilucion debido a una mejor definicion de los contornos de
voladura — LA e Subtek

- -33% en fragmentacion (P80) post tronadura, +6% finos. A f%-‘.; TR P Velcro

- Mayor disponibilidad de puntos de extraccion. S e

* Menos tronadura secundaria. :

* Menor picado de material en zonas de.acopio

* Aumento en la productividad total en procesos de extraccion. &

+ -15% menos en el total de metros perforados.
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“Control de Productividad

Dilucion
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Subtek C'harge_T""Q

Segmento UG, operaciones de desarrollos
horizontales .

* Menor dilucion debido a una me;or definicién de los contornos de
voladura

+ -12% en Sebrexcavacion proc_i_ucto dél‘Explosivo.

- -50% en tiempos totales de ventilacion.

+ +8% en avance por tronadura.

+ -30% en fragmentacion (p80) post tronadura +5% de finos.

Applications or drivers

- Control de 1 Productividad

Dilucion




Subtek CbntroI_T"’F |

Segmento UG, operaciones de
horizontales y produccion 5

* -15% dilucion debido auna me,[or definicion de contornos de
tronadura. g A

* -13% en el factor de carga total debidoalas bajas densidades que %‘g J‘L’ G

r:l"-' -_.h:

puede llegar el producto. -

* Mejora en rendimientos de operacmn sin necesidad de productos
adicionales para contornos. :

+ +20% de energia efectiva. &

» Reduccion de los tiempos de ciclos.

« Disminuye la cantidad de fortificacion requerida debido a una mejor
seccion final.

~ Control de ‘
Dilucion
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Subtek Control
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Subtek Deep“‘"_

Segmento UG,. producto especializado en tiros de
gran longitud.

* Excelente desempeiio en tlros de mas de 100 metros.
 Alta Resistencia al agua. :
« Disminucién-considerable de Ios tlemp‘os de ciclo.
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= Longitud

~ Control de >100metros

Dilucion

Subtek
Deep

e -

3 ".'Vm.‘;gg;. 2114 _>1.41

2 e 1.. l,.

-ead%;

Densiij&agn(g/é.c)

.-||



